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BESCHREIBUNG

Optische Interferenzschichten sind
essentiell fur die Optik. Sie kommen u.a.
in Displays, und Sensoren in Form von
Filtern und Antireflexbeschichtungen zum
Einsatz. Porése Materialien erdffnen
neue Mdglichkeiten, da sich ihr
Brechungsindex senken und tber die
Porositat exakt einstellen lasst. Das ist
ein klarer Vorteil fur das Design
leistungsfahiger Schichtsysteme.

Die LTI Printed Optics Group forscht an
SiO,-Low-Index-Schichten, die mittels
Tintenstrahldruck auf Substrate
aufgebracht werden. Gedruckte
optische Schichten bieten gegenuber
konventionellen PVD-Verfahren mehr
Designfreiheit bei geringerem
Energieaufwand.

In diesem Themenfeld entstehen
fortlaufend Fragestellungen fur
Abschlussarbeiten, z.B. im Rahmen der
systematischen Entwicklung,
Durchftihrung und Auswertung von
Versuchsreihen zur Einstellung der
Schichteigenschaften.

Fragen zum Thema beantworte ich dir
gerne im personlichen Gesprach.

« PL Removal
* Mesoporous SiO.

Bragg Stacks

AUFGABEN

Entwicklung und Durchfiihrung von
Experimenten zur Herstellung
poroser SiO,-Schichten

Charakterisierung von Proben
hinsichtlich optischer Eigenschaften
(Reflexion, Brechungsindex) sowie
Oberflachenrauheit

Systematische Auswertung und
Analyse der Ergebnisse

WEITERE INFORMATIONEN

Hiwi-Stelle / Bachelor- oder Masterarbeit
Aufgabenstellung und Umfang je nach
Art der Arbeit und Prifungsordnung
Zielgruppe: CIW, ETIT, MACH, ...

Start: Ab sofort

KONTAKT

Yujing Wang, M.Sc.

E-Mail:
yujing.wang@partner.kit.edu
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